
第 10 回 ナノインデンテーション研究会 のご案内 

日時：2010 年 12 月 17 日（金） 

場所：大田区産業プラザ 特別会議室（3F） 

 

オミクロン ナノテクノロジー ジャパン株式会社 

代表取締役 大岩 烈 

 

2008年 5月に、東京大学 吉田教授、名古屋大学 高井教授、物質材料研究機構 名誉顧問 

吉原先生、物質材料研究機構 大村先生のご尽力で始めさせていただきましたナノインデン

テーション研究会も、第 10回目を開催する運びとなりました。 

皆様のおかげと感謝しつつ、ご案内いたします。 

 

今回は、これまで研究会で講師をしていただいた先生方、いろいろな分野の第一線でご

活躍されている方々（20名程度）に、ご参集いただき、それぞれの視点でご意見を頂く場

として計画いたしました。 自己紹介を兼ねたプレゼンテーション、ご興味あるナノイン

デンテーション関連のアプリケーションを Power Point 3枚程度でご用意頂くようなこと

を考えています。 講演していただける先生方、ナノインデンテーションのスペシャリス

トの方々と参加される皆様とで議論する場を提供いたします。ご参加頂く皆様方との活発

な意見交換を通じて、ナノインデンテーションの有効活用に少しでもお役に立てることを

目的としています。昨年と 12月と同様の企画です。 

 

是非、多くの方々にご参加いただき、活発な議論が展開されることを期待しています。 

 

このような主旨ですので時間運営の面で皆様方にはご迷惑をおかけすることがあると思

いますが、ご理解の上、ご参加をお願いしたくご案内申しあげます。  

（尚、都合により予告なくプログラムの変更がある場合があります。） 

 

プログラム（案） 

10:00      開会 

10:00－12:00    プレゼンテーション(各 10 分) 

13:00－16:00    プレゼンテーション(各 10 分) 

  16:00      New Development（Hysitron） 

16:50        閉会 

17:00～     懇親会 

 



第 10回ナノインデンテーション研究会申し込み書 

2010 年 12月 17日(金) 10:00～ 

( ）パネラーとしても参加します。 

 

 

From：お名前                             

ご所属                             

ご住所（郵便番号）                       

お電話番号                           

メールアドレス                         

 

 

ご質問・ご意見等ありましたら、ご記入いただけますと幸いです。 

                                

                                

                                

                                

 

大変勝手ですが、12月 10日までにお申し込みいただけますよう、よろしくお願い致し

ます。 

当日は、昼食(無料)をご用意させて頂きます。  （要・不要） 

 

 

問い合わせ先：管理部 大岩直子 電話番号：０３－６６６１－０８５０ 

                  E-Mail：n.oiwa@omicron.jp 

mailto:n.oiwa@omicron.jp

